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Stop-Flow-Interferenzlithographie in einem Poly(dimethylsiloxan)-
Mikrofluidiksystem wenden E. L. Thomas, P. S. Doyle und Mitarbeiter in ihrer
Zuschrift auf S. 9185 ff. an. Dieser neuartige Ansatz ermoglicht die Herstellung von
grolen Mengen dreidimensional gemusterter Polymerpartikel mit
submikrometergrof3en Strukturmerkmalen. Eine Bandbreite von Monomeren kann
eingesetzt werden, um beliebige Partikel mit komplexer Form sowie gezielt
einstellbarer Struktur und Porositdt zu erzeugen.
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